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Abstract (en)
1. Offset printing form comprising a metal foil (1) rendered oleophobic, and a superimposed photoresist layer (4) in the form of the pattern to be
printed, characterized in that between the metal foil (1) and the photoresist layer (4) a microrough layer (2) consisting of a high impedance, light
absorbing resist and possibly a metal layer (3) deposited on the resist layer (2) is provided.

Abstract (de)
Die Offset-Druckform weist eine oleophob gemachte Metallfolie (1) und darauf aufliegend in der Form des zu druckenden Musters eine mikrorauhe
Schicht (2) aus einem beispielsweise rußgefüllten Lack, gegebenenfalls eine auf die Lackschicht (2) aufgebrachte dünne Metallschicht (3) und
eine oberste Schicht (4) aus Photolack auf. Zum Herstellen der Offset-Druckform wird ein Aufzeichnungsträger, welcher aus einer oleophob
gemachten Metallfolie (1), einer darüberliegenden, beispielsweise rußgefüllten mikrorauhen Lackschicht (2) und einer darauf aufgebrachten dünnen
Metallschicht (3), in welche mittels eines Elektroerosionsdruckers ein dem zu druckenden Muster entsprechendes Muster eingeschrieben worden ist,
besteht, ganzflächig mit einer Schicht (4) aus einem Photolack beschichtet, die anschließend ganzflächig bestrahlt wird, wobei die Strahlung dort,
wo der Photolack (4) auf der Metallschicht (3) aufliegt, zwischen der Grenzfläche Photolack-Aluminium und Photolack-Luft mehrfach reflektiert wird,
und dann entwickelt wird, wobei gleichzeitig mit dem Entwickeln oder anschließend freiliegende Bereiche der Metallschicht (3) entfernt werden, und
schließlich werden die freiliegenden Bereiche der Lackschicht (2) entfernt.
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